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Abstract (en)

The switching chamber has an exhaust module that is provided in a coaxial arrangement over an exhaust unit (9). A housing (3) and a cup (16)
limit a flow path (25) for the exhaust gas (24) with an electrically shielded, axially aligned discharge opening. The discharge opening is formed as
an annular gap (20), where the flow path contains an additional volume (19). The cup is manufactured by casting, sheet forming and sheet welding,

where the cup is removably connected with the exhaust unit.

Abstract (de)

Die Schaltkammer (2) ist zum Einbau in einen isoliergasgefiliten Metallbehélter (1) eines Hochspannungsschalters vorgesehen. Sie weist ein langs
einer Achse (A) ausgerichtetes, axialsymmetrisch ausgebildetes Gehause (3) auf sowie eine im Geh&ause gehaltene Lichtbogenkontaktanordnung
(4) und eine ins Geh&use (3) integrierte Auspuffeinheit (9) mit einem vom Gehause (1) begrenzten Auspuffvolumen (10) und einem durch das
Gehause gefuhrten Auslass (12) fur Auspuffgase (24). Uber die Auspuffeinheit (9) ist in koaxialer Anordnung ein nach Art eines Topfs (16)
ausgebildetes Auspuffmodul gestilpt. Das Geh&use (1) und der Topf (16) begrenzen einen Strdmungsweg (25) fir die Auspuffgase (24) mit einer
elektrisch abgeschirmten, axial ausgerichteten Ausstromdéffnung (20). Die Auspuffgase (24) beeintrachtigen daher nach Einbau der Schaltkammer
(2) in den Metallbehélter (1) die Gte einer Gasisolation zwischen Metallbehélter (1) und Schaltkammer (2) nur unwesentlich. Die Schaltkammer
(2) kann daher auch mit leistungsstarken Schaltlichtbdgen (S) langer Periodendauer belastet werden, wie dies eine Reduktion der Frequenz der

Hochspannung von beispielsweise 50 auf 16 2/3 Hz zur Folge hat.
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